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G&elom rie¥enia je konStrukcia lepta-

cieho magnetrdnu, ktory je urleny pre umiest-
nenie vo vnitri vékuovej komory a pri monté-

%i nevyZaduje dpravu vékuovej aparatiri. Uve-
deného uU&elu sa dosiahne tym, Ze katdda

leptacieho magnetrdnu m& tvar hranola, na N

podstavdch ktorého sd umiestnené pdlové nés-

tavce a vo vnitri ktorého je umiestneny

magneticky obvod. Usporiadanie magnetického L

obvodu je volené tak, aby silofiary magne-

tickej indukcie boli rovnobeZné s jednou

stenou, alebo s niekolkymi stenami katédy,

pridom na tdto stenu je umiestneni vzorka

s leptanou vrstvou samostatne alebo na drZia- .

ku podlo¥iek. Leptaci magnetrdn podla rie-

Senia umo¥fuje tvarovanie izola&nych, polo-

vodi&ovych a kovovych vrstiev leptanim cez

vhodné masky. Poskytuje vy$$iu rychlost

leptania ako v sy&asnom obdobi najviac roz- l

¥{rend metdda reakt{vneho idnového lepta- .

nia. Napr. magnetrdnovym leptanim je moZné

zvyEit rychlost leptania SiOp v plazme I
1

AARRRRRA

CHF3 na 1,1 am/min pri selektivnom pomere
$i02/8i - 9,5 oproti rychlosti 22 nm/min ) l : l
pri pou¥itf metddy reaktivneho idnoveho

leptania. KedZe leptaci magnetrdn podla

vyndlezu mo¥e byt umiestneny v tej istej

komore ako vzorka, moZe tvorit vhodny

doplnok experimentdlnej védkuovej aparatiry

pre naprafovanie vrstiev, kde umoZiuje

do&istenie povrchu vzorky pred depoziciou

vrstvy resp. jej leptanie podas depozicie

za tG&elom ziskania vrstiev Specidlnych

vliastnostf.
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Vyndlez sa tyka leptacieho magnetrdnu, u ktorého sa riedi umiestnenie vo vékuovej komore,
konZtrukcia magnetrdnu a prisun vzorky do pracovného priestoru magnétronu.

Doposial vyvinuté leptacie magnetrény, pou¥ivané pre tvarovanie vrstiev pre mikroelektro-
nické aplikécie, maji oddelene umiestneny magneticky obvod od pristoru vzorky. Vlastni kon¥-
trukcia leptacieho magnetrdnu je v pomocnej vékuove]j komore, ktord je Cerpand napr. difuznou
vyvevou a oddelend od pracovne]j komory tenkym nemagnetickym plechom. Magnetrén je v tomto
priestore mechanicky pohybovany, prifom jeho pracovné magnetické pole prenikd cez deliaci
plech do pracovnej komory, kde sposobi pri tlaku 0,1 a% 10 Pa zapdlenie anomdlneho tlejivého
vyboja a leptanie vrstvy na vzorke. Vzorka je umiestnend na deliacom plechu zo strany hlavnej
komory. Celkovd kon¥trukcia komory je preto zloZit4, vy¥aduje separdtne Serpanie, mechanicky
rozmietany magneticky obvod a nerie3i presun vzorky po skon&eni operdcie leptania. Dal3ia
pouffvani kon¥trukcia leptacieho magnetrdnu je umiestnend na stene vékuovej komory a vzorka
prechddza cez vyboj magnetrénu umiestnend na palete. Nedostatkom takejto koné}rukcie je, %e
védkuové aparatira musi obsahovat prirubu pre uchytenie magnetronu, a zariadenie nie je moZné
polohovat vo vdkuovej komore pre potreby leptania vrstvy polas depozicie vrstvy.

vy&sie uvedené nedostatky si odstrénené leptacim magnetrénem podla vyndlezu, ktory ije
umiestneny vo vnitri vdkuovej komory a ktorého podstata spodiva v tom, Ze katdda magnetrénu
md tvar hranola, na podstavéch ktorého si umiestnené pdlové nédstavece, a vo vnitri ktorého
je umiestneny magneticky obvod. Usporiadanie magnetického obvodu je volené tak, aby siloliary
magnetickej indukcie boli rovnobeiné s jednou stranou alebo niekolkymi stranami katddy. Na
stene katédy, s ktorou sd silo&iary magnetickej indukcie rovnobe#né, alebo rovnobeZne s touto
stenou katddy, je umiestnend podlofka s leptanou vrstvou samostatne, alebo na dr¥iaku podloZky.

Vyhodou leptacieho magnetrénu podla vyndlezu je, %e magnetrdén nevyZaduje pre umiestnenie
vo vnutri vakuovej komory ¥pecidlne priruby, pretofe je uchyteny pomocou dvoch priechodiek -
vodnej a elektrickej priechodky, alebo pomocouvjednej kombinovanej vodnej-elektrickej prie-
chodky. Dal¥ou vyhodou je, ¥%e nevyZaduje k prevddzke separdtne erpany vékuovy priestor, preto
leptaci magnetrdn je umiestneny v tej istej vékuovej komore ako vzorka, je kon$trukéne jedno-
duchy, neobsahuje rozmietany magneticky obvod, «ni samotny leptaci magnetrdn nie je mechanic-
ky pohybovany, a relativny pohyb medzi leptacim magnetrdnom a vzorkou zabezpeduie drZiak
vzoriek, na ktorom mé%e byt vzorka upevnend, a pohybom ktorého prechddza vzorka postupne vybo-

jom leptacieho magnetrdnu.

Na pripojenom vykrese je na obr. 1 zjednoduSene zndzorneny priklad realizédcie leptacieho

magnetrdnu podla vyndlezu.

Leptac{ magnetrdn je umiestneny vo vnitri vékuovej komory 1. Celkovd zostava magnetrdnu
je zlo%Zen& z vlastného telesa katddy 5 a kombinovanej vodnej-elektrickej vdkuovej priechodky
10, ktord pomocou privodnych rdr 9 zabezpeduje poziciu magnetrdnu vo vnitri védkuovej komory
1. Magneticky obvod magnetrdnu 6 je tvoreny zostavou permanentnych magnetov, vloZenou do vnitra
telesa katddy 5. Polové nédstavce 8, ktoré zabezpeduji po¥adované tvarovanie magnetického pola,
st ku katdde pripevnené rozoberatelne, a podla poZiadaviek na tvar leptacej zény sa moZu vy~
miefat. Teleso katédy 5 m& tvar 4-bokého hranola. Pri uvedenej kondtrukcii sd silodiary magne-
tickej indukcie 7 rovnobe¥né s kaZdou stenou katdédy. Vyboj magnetrdnu 4 hori preto nad viet-
kymi stenami katddy, a na ne si premiestnené vzorky 3 polas leptania. Vzorka sa mé%e na stenu
katddy poloZit, alebo mo%e byt premiestnend pomocou drZfiaka vzoriek 2. Pri premiestnen{ vzorky
na dr¥iaku, ked vzorka prechddza pri hrane katddy, vyboj zhasne, ale pri situovani pred celou
stenou katdédy 5 sa vyboj 4 oplt zapdli a spdsobi leptanie povrchu vzorky 3.

Leptaci magnetrén podla vyndlezu umoZifiuje tvarovanie izola¥nych, polovodidovych a kovo-
vych vrstiev leptanim cez vhodné masky. Poskytuje vy$$iu rychlost leptania ako v sidfasnom
obdobi najviac roz&irend metdda reaktivneho idnového leptania. Napr. magnetrénovym leptanim
je moZné zvySit rychlost leptania Sio2 v plazme CHF, na 1,1 pm/min pri selektfvnom pomere
sioz/si - 9,5 oproti rychlosti 22 nm/win pri poufiti metddy reaktfvneho idnového leptania.
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Ked¥e leptaci magnetrdn podla vyndlezu moZe byt umiestneny v tej istej komore ako vzorka a
nevy¥aduje &pecidlnu dpravu vékuovej aparatdry, md%e tvorit vhodny doplick experimentdlnej
vékuovej aparatiry pre napra¥ovanie vrstiev, kde umoZiuje dolistenie povrchu vzorky pred de-
poziciou vrstvy resp. jej leptanie polas depozicie za Ufelom z{skania vrstiev Specidlnych

vlastnosti.

PREDMET VYNALEZU

Leptaci magnetrdn umiestnen§y vo vnitri vékuovej komory, ktory sa vyznafuje tym, Ze ka-
tdda magnetrdnu (5) md tvar hranola, na podstavdch ktorého st umiestnené pdlové néstavce
(8) a vo vnitri ktorého je umiestneny magneticky obvod (6), ktory md silofiary magnetickej
indukcie (7) rovnobe¥né s jednou stenou alebo miekolkymi stenami hranola, pricom na stene
katédy (5), s ktorou st siloBiary magnetickej indukcie (7) rovnobeZné, alebo rovnobeZne s tou~
to stenou katddy (5), je umiestnend vzorka (3) s leptanou vrstvou samostatne alebo na drZiaku

vzoriek (2).

1 vykres
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